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SENO 2003 Polibloc

Zum trockenen, metallisch blanken Reinigen von Basismaterial

Einfache
Handhabung

Trockene Reinigung

Ergibt metallisch
blanke Oberflachen

Lange Lebensdauer

Preiswert

Der SENO Polibloc ist ein sehr
praktisches Hilfsmittel zur me-
tallisch blanken Reinigung un-
ter gleichzeitiger Entfettung
von Metalloberflachen aller Art
und eignet sich besonders zur
trockenen Reinigung von kup-
ferbeschichtetem Basismateri-
al.

Der SENO Polibloc besteht im
wesentlichen aus einem spe-
ziellen, elastischen Bindemittel
als Trager fur ein sehr feinkor-
niges, nichtmetallisches
Schleifmittel. Durch den Abrieb
des Bindemittels wird ein be-
sonders gleichméaRiger Reini-
gungseffekt uber die gesamte
Lebensdauer des Polibloc er-

reicht, da standig frisches
Schleifmittel die Oberflache
bearbeitet.

Der SENO Polibloc ersetzt die
bisher unbefriedigende Reini-
gung mit Scheuermitteln, Po-
lierpasten etc. und die an-
schlieRende Entfettung mit L6-
sungsmitteln wie Aceton, Tri
etc., die aufgrund ihrer Brenn-
barkeit oder toxischen Gase
VorsichtsmalBhahmen erfor-
dern.Sehr vorteilhaft ist, dal
Oberflachen, die trocken mit
dem Polibloc gereinigt wurden,
langer metallisch blank bleiben
als nal} gereinigte.

SYSTEMTECHNIK

Unter anderem ist der SENO
Polibloc besonders geeignet
zur Reinigung von:

- metallischen Oberflachen,
z.B.  kupferbeschichtetes
Basismaterial vor dem Auf-
bringen von Atzreserven
wie Photolack, Transfer-
symbolen, Siebdruckfarben
etc.,

- metallischen Oberflachen,
z.B.  kupferbeschichtetes
Basismaterial vor galvani-
schen Veredelungen wie
Verzinnen, Versilbern, Ver-
golden etc.,

- Kontaktflachen aller Art,
z.B.in Schiitzen, Schaltern,
Drehtransformatoren, Lei-
stungspotentiometern,
Steckverbindungen etc.

Anwendung:

Zur trockenen Reinigung wird
der SENO Polibloc mit leich-
tem Druck immer in eine Rich-
tung gefiihrt, bis die Oberfla-
che vollstédndig metallisch
blank ist. Danach wird der Ab-
rieb sorgfaltig mit einem sau-
beren Tuch bzw. einem Pa-
piertaschentuch entfernt. Die
saubere Oberflache darf nicht
mehr berthrt werden.

In besonderen Féllen eignet
sich der SENO Polibloc auch
zum NaR-Reinigen bzw. mit
Olauch zum Polieren. Ein ein-
mal nal3 eingesetzter Polibloc
ist zum trockenen Reinigen
nicht mehr geeignet und sollte
nur noch zur NaR-Reinigung
verwendet werden.

Fiur Kupferflachen, die nicht abrassiv gereinigt werden
sollen, SENO Deox 130 verwenden.

Polibloc
Polibloc 12St im Beutel

1St in sb-Verpackung
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